
H30 年度 彫刻専修入試（大学院） 
 
●作品等提出 
（1）彫刻 1 点（1 年以内に制作したものに限る） 
（2）（1）の制作意図（A4 用紙、ワープロ打ち 1,000 字程度） 
（3）作品写真集 1 冊、過去に制作した作品の写真をファイルしたもの（在学中の課題作品も含む） 
 
●用紙は本学で用意する。 

画材用具等は自由 
 
●面接（面接終了後、作品搬出） 
  


